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Felkonvertalo kolloid reszecskek szuszpenzioi es kompozit bevonatai:
az anti-Stokes emisszio és az energiaatadasi folyamatok vizsgalata oEorETEN
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Célkituzések

@ Felkonvertalo nanorészecskék (UCNP — upconverting nanoparticle)
eldallitasa, szuszpenziok jellemzése
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tavlati cél: Fotodegradacios vizsgalatok kivitelezése ezekkel a részecskékkel

nanoreszecskek és a szinezékmolekulak kozott.
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A részecskék megorizték nagy felkonvertaldo emissziojukat kitozan-

Bevonatkepzes matrixu kompozit bevonataikban is.
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Sugarzasi kélcsonhatast mutattunk ki R6G szinezékmolekulak,
TiO, és felkonvertalo részecskék kozott, melynek tavlati jelent6sége
van kulonboz6 gyakorlati alkalmazasokban (pl. fotokatalizator
rendszerek hullamhossztartomanyanak kiterjesztése).

Kimutattuk, hogy a felkonvertald6 emisszios intenzitas csokken a
hoémérséklet emelkedésével szuszpenziokban és bevonatokban is.
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Koszonetnyilvanitas: Az Innovaciés és Technoldgiai Minisztérium UNKP-20-6, UNKP-21-1 és UNKP 22-1 kddszamu Uj Nemzeti Kivalésag Programjanak a Nemzeti Kutatasi, Fejlesztési és Innovacios Alapbol E{vﬁ%l‘égt},mgram

finanszirozott szakmai tAmogatasaval késziilt. A kutatdshoz hozzajarult a Nemzeti Kutatasi, Fejlesztési és Innovaciés Hivatal (NKFIH) K-128266 szamu (OTKA) palyazata. A TKP2021-NVA-02 és TKP2021-EGA-02 szamu g OTORALLS £6 TN oA
projektek a Kulturalis és Innovaciés Minisztérium Nemzeti Kutatasi Fejlesztési és Innovacids Alapbdl nyujtott tamogatasaval, a TKP2021-NVA és TKP2021-EGA palyazati programok finanszirozasaban valdsultak meg. mmd] MINISZTERIUM




